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摘要(译)

本发明公开了一种取向膜的制备方法，取向膜的取向实现方法以及利用
该取向膜制作的多畴液晶显示装置，以解决现有技术中多畴液晶显示装
置制造工艺复杂，工艺成本高，难度大的问题。本发明制备方法产生的
取向膜为光感型取向膜，这种取向膜在不同照射量的线性偏振紫外光下
能够产生垂直或平行偏振方向的取向方向，通过调整线性偏振紫外光的
偏振方向或照射量，实现取向膜的多畴取向，并利用具有多畴取向的取
向膜的基板制作多畴液晶显示装置，避免了多畴电极的制作，降低了工
艺成本和工艺难度。
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